
Molecular Imprints จัด​สง​ระบบ​ถอด​แบบ​โมดูล​รุน

ใหม​ สําหรับ​ภาค​การ​ผลิต​เซ​มิ​คอนดักเตอร​เม​มโม​รี่

ออ​สติ​น ​เท็กซัส–23 เม​.​ย.​–พี​อา​รนิ​วสไว​ร/อิน​โฟเควสท

 

— โมเลกุล​าร อิมพริน​ทส จะ​จัด​สง​ระบบ​การ​ถอด​แบบ​สมัย​ใหม​ 3 ระบบ​ใน​ไตรมาส​น้ี​ ซึ่ง​ 2​ ใน​ 3 ระบบ​จะ​ถูก​จัด​สง​ให

กับ​บริษทั​ชัน้​นําดาน​การ​ผลิต​อุปกรณ​เซ​มิ​คอนดักเตอร​อยา​ง IDM

 

โมเลกุล​าร อิมพริน​ทส อิงค​ หรือ​เอ็มไอ​ไอ (Molecular Imprints, Inc. / MII) ผูนําดาน​เทคโนโลยี​เซ​มิ​คอนดักเตอร

ลิ​โท​กร​าฟีที่​ทัน​สมัย​ ผูนําตลาด​ และ​เทคโนโลยี​โซลูชัน่​ และ​ระบบ​นาโน​แพทเทิรน​น่ิง​ ประกาศ​จัด​สง​ระบบ​การ​ถอด

แบบ​โมดูล​ลํ้าสมัย​ภายใน​ไตรมาส​น้ี​ ซึ่ง​จะ​ถูก​นําไป​ใช​งาน​รวม​กับ​ชุด​อุปกรณ​ระบบ​สเต็ปเปอร​ของ​เอ็มไอ​ไอ​ โมดูล​เหลา

น้ี​ประ​กอบ​ดวย Jet และ​เท​คโน​โลยี Flash(TM) Imprint Lithography (J-FIL(TM)) ที่​เป็น​กรรมสิทธิ ์​ของ​เอ็มไอ​ไอ​

ซึ่ง​จะ​ให​คุณสมบัติ​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​ตาม​การ​ผลิต​กําลัง​สูง​ของ​อุปกรณ​เซ​มิ​คอนดักเตอร​เม​มโม​รี่​ที่​ขนาด​ยอย​ 2​0 นาโน

เม​ตร

 

(โลโก: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100504/MILOGO)

 

มารค​ เมล​เลีย​ร สมิธ (Mark Melliar Smith) ซี​อี​โอ​ บริษทั​ โมเลกุล​าร อิมพริน​ทส กลาว​วา​ “กา​รจัด​สง​ระบบ​ถอด

แบบ​โมดูล​รุน​ลาสุด​ของ​เรา​ ประกอบ​ดวย​ระบบ​ควบคุม​การ​ขยาย​ขนาด​ประสิทธิภาพ​สูง​ และ​เทคโนโลยี​การ​แสดง​ภาพ​

พ​รอม​กับ​ระบบ​คัด​กรอง​ขอ​ผิด​พลาด​แบบ​ออ​นบ​อรดที่​ดี​ขึ้น​ ระบบ​ควบคุม​ความ​แมนยําของ​เครื่องจักร​แบบ​เรี​ยล​ไท​ม

และ​ระบบ​รี​ซิ​สตเจ็ทติง้​ที่​ผาน​การ​พัฒนา​มา​แลว​ ซึ่ง​ชวย​ลด​จุด​บกพรอง​ตางๆ​ได​มากมาย​อยาง​แมน​ยํา และ​ราคา​ยุติ​ธร

รม​ เรา​สามารถ​บรรลุ​ซึ่ง​ถึง​ความ​กาวหน า​เหลา​น้ี​ได​ ขณะ​เดียวกัน​ก็​ยัง​มี​แพลตฟอรม​ระบบ​ตนทุน​ที่​ตํ่ากวา​ และ​ปลอย

มลพิษ​น อย​ลง​ ผม​อยาก​จะ​แสดง​ความ​ยินดี​กับ​ทีม​วิศว​กร​ และ​ทีม​พัฒนา​สําหรับ​การ​ปฏิบัติ​งาน​ใน​ดาน​การ​พัฒนา​ และ

ออกแบบ​ผลิตภัณฑ​ได​อยาง​โดด​เด​น ​และ​ตระหนัก​ถึง​การ​สนับสนุน​ และ​ความ​รวม​มือ​ที่​เรา​ได​รับ​จาก​พันธมิตร​ผู​ผลิต

เครื่อง​มือ​ของ​เรา​ เรา​หวัง​วา​ลูกคา​ผู​ผลิต​เซ​มิ​คอนดักเตอร​จะ​นําระบบ​เหลา​น้ี​ไป​ใช​ใน​โรงงาน​ผลิต​ของ​พวก​ตนเอง​ใน​ปี

ตอ​ไป”

https://www.thaimediapr.com/molecular-imprints-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9/
https://www.thaimediapr.com/molecular-imprints-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9/
https://www.thaimediapr.com/molecular-imprints-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9/


 

เกี่ยว​กับ​ โมเลกุล​าร อิมพริน​ทส อิง​ค

โมเลกุล​าร อิมพริน​ทส อิงค​ หรือ​เอ็มไอ​ไอ (Molecular Imprints, Inc. / MII) เป็น​ผูนําดาน​เทคโนโลยี​ระบบ​การ

กําหนด​แพทเทิรน​ใน​ระดับ​นาโน​ที่​มี​ความ​คม​ชัด​สูง​และ​ตนทุน​ใน​การ​เป็น​เจาของ​ตํ่า และ​โซลูชัน่​ตางๆ​สําหรับ

อุตสาหกรรม​เซ​มิ​คอน​ดัก​เตอร​ หน า​จอแส​ดง​ผล​ และ​ฮารดดิสก​ได​รฟ  (HDD) MII ใช​นวัต​กรร​ม Jet and Flash(TM)

Imprint Lithography (J-FIL(TM)) ของ​บริษทั​ เพื่อ​เป็น​ผูนําใน​ตลาด​โลก​และ​เทคโนโลยี​ที่​เกี่ยว​กับ​โซลูชัน่​การ

กําหนด​แพทเทิรน​สําหรับ​อุปกรณ​จัด​เก็บ​ขอมูล​และ​หนวย​ความ​จํา ตลอด​จน​ชวย​สนับสนุน​ตลาด​เกิด​ใหม​ใน

อุตสาหกรรม​หน า​จอแส​ดง​ผล​ พ​ลัง​งาน​สะ​อาด​ เทคโนโลยี​ชีว​ภาพ​ และ​อุตสาหกรรม​อื่นๆ MII ชวย​ใน​การ

ทําแพทเทิรน​ระดับ​นาโน​ดวย​การนําเสนอ​โซลูชัน่​การ​ทําแพทเทิรน​ใน​ระดับ​นาโน​แบบ​ครบ​วงจร​ใน​ราคา​ที่​สามารถ​เป็น

เจาของ​ได​ พ​รอมความ​สามารถ​ดาน​การ​ทํางาน​รวม​กัน​และ​สามารถ​ขยาย​ไป​ยัง​ระดับ​ความ​คม​ชัด​ตํ่ากวา​ระ​ดับ​ 10

นาโน​เมตร​ สามารถ​เยี่ยม​ชม​เพื่อ​ดูรา​ยล​ะเอียด​เพิ่ม​เติม​หรือ​ติดตาม​เรา​ผาน​ทาง​ทวิ​ตเตอร​ได​ที่
www.molecularimprints.com

 


